






































































专利名称(译) 显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US9581866 公开(公告)日 2017-02-28

申请号 US15/056754 申请日 2016-02-29

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 LEE SOO JUNG
KIM YEUN TAE
LEE HEE KEUN
KIM SUNG JUN
CHO SUNG WOO

发明人 LEE, SOO JUNG
KIM, YEUN TAE
LEE, HEE-KEUN
KIM, SUNG JUN
CHO, SUNG WOO

IPC分类号 G02F1/1341 G02F1/1343 G02F1/1368 G02F1/1333 G02F1/1335

CPC分类号 G02F1/1341 G02F1/1368 G02F1/13439 G02F1/133377 G02F1/133512 G02F1/134336

优先权 1020130061977 2013-05-30 KR

其他公开文献 US20160178944A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种显示装置的制造方法，包括：在基板上形成薄膜晶体管;在所述基板
上的所述多个像素区域中的至少一个像素区域中形成与所述薄膜晶体管
连接的像素电极;在所述像素电极上形成牺牲层;通过去除所述牺牲层的至
少一部分在所述牺牲层中形成开口;在所述牺牲层上形成顶层并在所述开
口中形成支撑构件;通过图案化所述顶层以形成注入孔，以暴露所述牺牲
层的至少一部分;通过去除牺牲层在像素电极和顶层之间形成微腔;通过经
由所述注入孔注入液晶材料在所述微腔中形成液晶层;以及在所述顶层上
形成封装层以密封所述微腔。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2512ca55-b181-454a-a49c-bc4654717e4e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051984716/publication/US9581866B2?q=US9581866B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9581866.PN.&OS=PN/9581866&RS=PN/9581866

